
















































































































专利名称(译) 含有机物材料的溶液，形成有机硅薄膜的方法，包含有机薄膜的有机EL装置，以及制造有机EL显示面板
的方法

公开(公告)号 US20100117028A1 公开(公告)日 2010-05-13

申请号 US12/529077 申请日 2008-02-27

[标]申请(专利权)人(译) 索尼公司

申请(专利权)人(译) 出光兴产股份有限公司.
索尼公司

当前申请(专利权)人(译) 出光兴产股份有限公司.
JOLED INC.

[标]发明人 TAKESHIMA MOTOHIRO
INOUE TETSUYA
ANDO MAKOTO

发明人 TAKESHIMA, MOTOHIRO
INOUE, TETSUYA
ANDO, MAKOTO

IPC分类号 C09K11/06 B05D5/06

CPC分类号 C09K11/06 C09B3/78 H01L51/0007 H01L51/004 H01L51/0043 H01L51/0052 H01L51/0054 H01L51
/0058 H01L51/0059 H01L51/006 H01L51/5012 H05B33/14 C09B6/00 C09B23/0066 C09B23/148 
C09B57/001 C09B57/008 C09B1/00 C09K2211/1011

优先权 2007050859 2007-02-28 JP

其他公开文献 US9290691

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

含有机发光材料的溶液含有有机电致发光材料和溶剂。有机电致发光材
料至少包含主体和掺杂剂。主体是蒽衍生物，溶解在溶剂中，其含量为
0.5质量％或更多。溶剂优选为环酮。溶剂优选含有环己酮衍生物作为环
酮。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/ad247fbe-916e-41d8-96f5-c872eef72afa
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039721296/publication/US2010117028A1?q=US2010117028A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220100117028%22.PGNR.&OS=DN/20100117028&RS=DN/20100117028

